






















































专利名称(译) 内窥镜系统，处理器设备和操作内窥镜系统的方法
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摘要(译)

内窥镜系统具有计算观察对象的氧饱和度的氧饱和度计算单元，并且包
括：图像获取单元，其获取作为观察对象的图像的预先捕获的图像;校正
单元，其校正LUT的氧饱和度计算单元用于使用预先捕获的图像计算氧
饱和度，确定校正成功或失败的确定单元，以及在由确定单元获得的确
定结果的情况下执行警告的警告单元是失败的。
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